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(54) UspoFadéni povrchovs apravy monokrystald
Vyndlez se tykd soustavy povrchové
dpravy monokrystall zejména m&kkych, che- :3 1
micky médlo stabilnich, fotolyticky citli-

vych a vyuZivanych v optice.

Soustava povrchové upravy monokrysta-
14 red¥i zachovdni vyhodnych optickych
vlastnost{ jako indexu lomu, elastooptické-
ho koeficientu atd., zvy3uje odolnost mo-
nokrystalt vi&i prostfedi a chrénf le¥ts-
né a opracované povrchy proti mechniqkému
poskozeni.

-~
N

Soustava povrchové vpravy monokrysta-
14 pozlstdvd z podkladové vrstvy z cyano-
methylmetakryldtu, optického balsému popi.
silikonového oleje pro pritmeleni ochran-
né desti¥ky z taveného kiemene, monokrys- 2
talického ki‘emene, optického skla, pop¥.
safiru, pfi%em# ochrannd vrstvika je
opatiena antireflexni vrstvou.

Soustava povrchové upravy monokrysta-
14 podle vyndlezu je vyuZivdna v optice
zejména pro upravu polarizdétordy, akusto- l; ':2
optickych i elektrooptickych moduldtort
a deflektord a dal3ich optickych prvka.
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Vyndlez se tyké uspordddni povrchové dpravy monokrystald, zejména m&kkych, chemicky
mélo stebilnich, fotolyticky citlivych a vyufivenych v optice.

Pro zachovéni vhodnych optickych vlastnost! - indexu lomu, elastooptického koeficientu
a dsldich, u chemicky mdlo stabilnich, mdkkych, fotolyticky citlivych monokrystald, jako
nap¥. halogenidd jednomocné rtuti, monokrystall kyseliny alfajodisné apod., je nutnd ochra-
na povrchu t¥chto monokrystald pFed neZfddoucimi vlivy. Ddle nizkd hodnota tvrdosti mono-
krystalu znesnadﬁuje le3t8n{ a opracované plochy jsou mechanicky mélo odolné.

Rovn&Z chemicks nestdlost, zejména mald odolnost v&&i vlivim prostredtf, znesnadnugje
plné vyuZitf optickych vliastnost{ monokrystald. Navic vlivem urfité Zdsti oboru elektromag~
netického spektra dochdzi k degradaci optickych vlastnostf v Jinych &4stech elektromagne-
tického spektra. Nap¥. monokrystal kelomelu {chloridu rtufnatého Hg2C12) md vyhodné optic-
ké vliastnosti, které viak ultrafialové zdFeni degraduje ve viditelném oboru,

Tvrdost monokrystalu kalomelu Je Jjen 1,5 podle Moshe, a proto je monokrystal kalomelu
obtlZn¥ le¥titelny a le3tsné plochy jsou mechanicky mélo odolné. Pro svou chemickou reakti-
vitu kalomel Spatn¥ odoldvd vlivim prost¥edl ~ sirovodiku, amoniaku, kysli&nfku si¥iditému.

Zndmy zplsob ochrany monokrystalickych materidls je_napf. ochranné pouzdro, do kterého
Je monokrystal vestaven. Nevyhodou tohoto zpisobu Je slo#ité a rozmdrné pouzdro, které ne-
ni integrdlni souddsti monokrystalu.

Jiny znémy zplisob pozlistdvd z pFimé vakuové deposice ochrannd vrstivy na monokrystal.
Nevyhody spo¥fivejf v tom, %e vhodné sloZent ochranné vrstvy se 1is{ pro keZdy monokrystal
a2 je zndmo jen pro ndkteré druhy monokrystald. Takto vytvofend vrstva v8ak tvori nedostated-
nou ochranu proti mechanickému poSkozeni.

JeSt8 dal¥{ zplsob je nenesent ochranndho nétéru, nap¥. ve forms vytvrditelného tlaku.
Nevfhody zde jsou stejné Jako u vekuové depozice. Navic lze Jen obti¥n& zaru¥it stejnomdr-
nou tloudtku ochranné vrstvy po celé plo¥e, coZ je viak pro v&it¥inu optickych aplikaci nut-
nou podminkou. ‘

Tyto nevyhody *e$i uspordddnt povrchové dpravy monokrystald podle vyndlezu, jeho% pod-
Stata spodivé v tom, %e pozistévd z podkladové vrstvy nasnesené nga monokrystal pro piitmele-
ni ochranné destidky, opatdend antireflexni povrchovou vrstvou, plisobici jako opticky filtr.

S vyhodou je monokrystalem halogenid jednomocné rtuti. V¥hodné je, poziistévé-1li podkla-
dovd vrstva z kyanometalmetakryldtu, optického balzdmu, pop¥. silikonového oleje.

Jako materidlu pro ochrannou desti¥ku se s vyhodou pouivé taveného kFemene, monokrys-
talického kiemene, aptického sklae, korundu, pop¥. safiru.

Vyhoda uspo¥ddédni povrchovd dpravy monokrystalt podle vyndlezu Jje umo¥n&ni technické-
ho vyuaZitf vyhodnych optickych vliastnosti monokrystalu.

3
Daldi vyhoda spodivd v nendro&ndm provedeni povrchové ochrany a v jeji stejnomdrnosti,

Na pripojendm vykresu uspobdddni povrchové Upravy monokrystald podle vyndlezu je sche-
maticky zndzorndno provedeni povrchové Upravy monokrystalt.

) Na op?acovaﬁy povrchﬁmonokrystalu 1. kalomelu HgZClz Jje nsnesena podkladovs vrstva 2
z cyanometalmetakrylétu, na kterou Je pfitmelena ochranng destifka 3 z optického skla.
Ochrannd destitka 3 je na vn&jsim povrchu opatbens antireflexnd vrsivow 4, kiers pisobi ja-
ko vltrafialovy filtr. V daném p¥ikladu jsou xoeficienty rozisfivosti monokrystalc 1 kale-
melu a ochranné destisky 3 z optického skla vzdjemnd blizké.
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Pri pouZiti destidky 3 z materidlu o podstatn¥ odlisném koeficientu roztaZfivosti od
monokrystalu i kelomelu, nepf. taveného kiemene, monokrystalu kfemene, safiru nebo korundu,
musi podkledovéd vrstva 2 pozlistdvat z polotuhého, popi: tekutého materidlu, jeko optického i
balzému nebo silikonového oleje. VSechny vzdjemné kombinace, v&etn& optického skla a cyano-

- metylmetakryldtu Jjsou kompatibilni,

Uspordddni povrchové ipravy monokrystall podle vyndlezu je vyuZitelné v optice zejmé-
na pro dpravu polarizdtord, skustooptickych i elektrooptickych moduldtord a deflektord a
dal¥ich optickych prvki. '

Y

s PREDMET vyYNLLEZU

1. Uspofdddni povrchové dpravy monokrystall, zejména m&kkych, chemicky mélo stebilnich
a fotolyticky citlivych, opatfenych antireflexni vrstvou, vyzna¥ené tim, Ze pozlstdvd z
podkladové vrstvy (2), nenesené na monokrystal (1), pro pritmeleni ochranné desti&ky (3),
opatfené antireflexni povrchovou vrstvou (4) pisobici jako opticky filtr.

2. Uspordddni povrchové idpravy monokrystalﬁ podle bodu 1, vyznalené tim, Ze monokrystal
(1) ge halogenld jednomocné rtuti.

3. Uspordddni povrchové dpravy monokrystald podle bodu 1 & 2, vyzna¥ené tim, %e pod-
kladovd vrstva (2) pozistdvd z kyanometylmetakryldtu.

4. Usporddéni povrchové upravy monokrystald podle bodu | a 2, vyznadené tim, %e podkla-
dovd vrstva (2) pozistévd z optického balsdmu. i

5. Uspo¥dddni povrchové ivpravy monokryétald podle bodu Ila 2, vyznalené tim, Ze podkla-
dovd vrstva (2) pozlstdvd ze silikonového oleje.

6. Uspordddni povrchové ipravy monokrystald podle bodu
nd destilka (3) pozistdvd z tavendho kiemene.

a% 5, vyznadené tim, %e ochran-

af 5, vyznafené tim, Ze ochran-

7. Uspordddni povrchové dpravy monokrystalﬁ podle bodu
néd destidka (3) pozistdvé z monokrystalického kiemene.

¥

a¥ 5, vyznalené tim, Ze ochran-

8. Uspofédéni povrchové Upravy monokrystald podle badd
nd desti¥ka (3) pozlstdvd z optického skla.

9. Uspoiddéni povrchové ipravy monokrystald podle bodld
nd destilka (3) pozistdvd z korundu.

aZ 5, vyzna&ené tim, %e ochran-

10. Usporddéni povrchové upravy monokrystald podle bodd 1 a¥ 5, vyznalené tim, Ze
ochrannd destigka (3) pozlstédvd ze safiru.

1 list vykresd
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